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专家把脉超导线圈绕制工艺

  文章来源：合肥物质科学研究院 发布时间：2014-05-22 【字号： 小  中  大 】 

  在前期充分进行工艺摸索之后，中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心Nb3Sn超导线圈绕制开工在即。

5月21日，强磁场中心超导磁体组请来专家为各工艺流程现场把脉诊断，在聚能电物理高技术开发有限公司召开了强

磁场Nb3Sn超导线圈绕制工艺的评审会。会议由陈文革研究员主持。 

  强磁场科学中心主任匡光力在会上指出，Nb3Sn超导线圈的绕制是超导磁体制造的关键技术，希望各位与会专家

在评审会上畅所欲言，提出自己的想法，发现新问题，为大型超导Nb3Sn磁体的研制保驾护航。SHMFF总经济师邱宁

相信聚能电有限公司能够严格把控超导磁体绕制的质量管理体系，在绕制的每个环节都做到产品合格，质量过硬，

保证磁体绕制能够按照预定生产计划顺利进行。聚能电公司总经理吴杰峰表示，所有的绕制生产过程将严格按照质

量管理体系进行，希望各位与会专家在本次评审会上，能为Nb3Sn超导线圈的绕制把关。 

  随后，聚能电公司的研发人员分别作了超导线圈绕制的各分工艺报告。报告结束后，高大明研究员、吴维越研

究员及郁杰研究员就以上各工艺报告详细地提出了评审意见及建议，形成最终评审报告书。评审专家提出：此次操

作的材料为Nb3Sn超导线材及新型S2-glass绝缘玻璃丝带，对于这两种新型材料，需要给予更多地关注；A、B、C磁

体为带张力绕制，需要注意在绕制过程中做到不能损伤绝缘玻璃丝带；VPI后磁体绝缘层的附胶若出现裂纹、气泡等

情况，其检验标准如何确立；VPI后的磁体外径尺寸与设计尺寸的误差在2mm范围，模具需要精心设计才能够将误差

控制在更低的范围之内。评审专家对各工艺流程可能存在的问题及注意点提出了意见和看法。 

  Nb3Sn超导线圈绕制工艺流程多、细。任何一个再小不过的环节都事关重大。匡光力表示，磁体绕制工艺流程质

量再强调都不为过，唯有抓住每一个环节质量，才能保证磁体最终成功研制。 

  会后，与会人员参观了VPI车间、磁体绕制车间。 
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